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Poznato je, da je kod elektrolize so-
nih rastvora za postizanje visoke ekono-
micnosti potrebno, da se odrzava sadrZina
soli elektrolitnog rastvora £to je mogude
yisoka. Poveéanje koncentracije soli do-
datkom c¢vrste soli u elektrolit dovodi pak
lako do smetnje u radu celija, zato se iz
¢elija celishodno odazima jedan deo elek-
trolitnog rastvora postalog siromasnog
na solima i po koncentrisanju sa solima
istima opet dovodi. Ovaj nacin rada ipak
pretstavlja teSkoce pri elekirolizi rastvora
alkalnih hlorida, narodito po poznatom
amalgamskom postupku, posto iz ¢elija za
elektrolizu izvadeni rastvori dejstvuju us-
led njihove sadrzine na hloru i hipohloritu
jako korodirajudi i zato zahtevaja za spro-
vodnike i uredaje za koncentraciju gradev.-
ne materije, otporne prema kiselini.

Dalji nedostatak lezi jos u tome, da za
koncentraciju sonih rastvora (Sole) naj-
cesce ne sto]i na raspolozenju cCist alkali-
hlorid, veé prirodne soli, kao kamena so ili
silvin, koje su skoro uvjek oneciséene so-
lima kre¢a i magneziuma. Ove soli izazi-
vaju kod elektrolize narocito u celiji zive
velike smetnje, zato je njihovo po mogué-
stvu potpuno odstranjenje iz sonih rastvo-
ra poZelino. Uobicajeno obaranje ovih ne-
¢istoca iz ponovno zasienog rastvora pu-
tem alkalihidroksida, karbonata i drugih
opet je neekonomicno, posto se jedan deo
ovih sredstava za obaranje veze sa slobod-
nim hlorom, koji se nalazi u sonom ras-
fvoru i taj posljednji se izgubi.

Vec je pak poznat postupak, po kojem

s¢ za izbegavanje gabitka hlora Ca i Mg
talozi pomocu NaF. Prakti¢no sprovodenje
ovog postupka pokazalo se pak kao vrlo
teSko, posto se nastajuci talczi samo vrlo
tesko mogu potpuno odstraniti iz rastvora
i posto narocito nastajudi fluoridi i u ma-
iim KoliCinama smetaju¢i dejstvuja pri
elektrolizi rastvora.

Dalji nedostatak spomenutih dosadas-
njih postupaka sastoji se u tome, sto se
hlorat, koji se stvara iz alkalihipohlorita
uvek viSe obogati u sonom rastvoru, Zato
se moralo do sada sa hloratom zasiceni
rastvor od vremena do vremena odstraniti.

Prema predlezecem pronalasku mogu
se ovi nedostatci na taj nacin izbegnati,
sto se elektrolitni rastvor, vaden iz celija,
pre zasicenja podvrgava ¢is¢enju, osloba-
danjem od rastvorenog slobodnog hlora i
od hipohlorita.

Odstranjivanje hlora iz elektrolitnog
rastvora vrsi se celishodno izduvavanjem.
Posto se pak hlor delimi¢no nalazi u ras-
tvorenom obliku, moze se obradom elek-
trolita pomocu vazduha samo delimi¢no
odstraniti. Ostatak aktivnog hlora nalazi
s¢ u obliku hipohlorita i podhloraste ki-
seline. Ako se rastvoru hipohlorita sada
dodaje najmanje toliko kiseline, da se ce-
lokupni alkalni hipohlorit pretvara 'a pod-
hlorastu kiselinu i tek zatim izduvava sa
vazduhom, onda se moZe cela Kkolitina
hlora u kratkom vremenu potpuno odstra-
niti iz elektrolita. Umesto izduvavanja
moze se hlor odstraniti zagrevanjem ras-
tvora ili primenom vakuma i u datom slu-
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caju ponovo dobiti.

Kao kiselina dodaje se celishodno hio-
revodonicna Kiselina, posto se usled toga
opet stvara alkaliblorid, koiji ne smeta u
elektrolitu.

Dodavanje kiseline i 1zduvavanje moZze
s¢ udruziti na taj nain, Sto se za izduva-
vanje umesto vazduha upotrebljava gas,
koji se delimi¢no rastvara u elektrolitu
uz stvaranje kiseline, na pr. ugljendioksid.
Pri tome nastupa na pr. sledeéa reakcija:
NaOCl + C0= + H200 = HOCI NaHCOz

Ako kod opisancg nacina rada jos
zaostaju male Kolicine hlora, ove se mogu
dodatkom redukeionih sredstava, na pr.
sumporaste kiseline njene soli; sumporovo-
donik ili njegova jedinjenja i drugih od-
kloniti. Isto tako je mogude sa ovim doda-
cima ocistiti elektrolit od hlorata. Za taj
cilj vodi se na pr. na jednoj koloni sum-
porasta kiselina u neutralni ili slabo kiseli
rastvor elektrolita. Ova obrada vr3i se ce-
lishodno pri temperaturama iznad 50°C,
posto je pri cvo] temperaturi s jedne stra-
ne brzina reakcije dovolino velika, da bi
s¢ u kratkem vremenu prakticno potpunc
izvrsila 1 s druge strane, poSto je sposob-
nost za rastvaranje rastvora za sumporas-
tu kiselinu pri ovoj temperaturi jos d-volj-
na da rastvara celokupnu koli¢inu SO2 po-
irebnu za redukciju hlorata. Ked cdrzava-
nja ovih uslova rada dospeva se u krat-
kom vremenu prakticki potpuno provesti
redukeiju hlorata, rastvorenog u elektro-
lity sa stehiometriskom kolicinom SOs.

Na taj nacin od aktivnog hlora oslo-
bodeni rastvor moZe se na normalan na-
¢m obogatiti sa hloralkalijom i osloboditi
od necistoda, kao §to sa soli gvozda, mag-
neziuma 1 kalciuma, kao i od sulfata, na
pr. obaranjem pomocu hidroksida, karbo-
nata, jedinienja bariuma (barium-karbo-
nat). Pri tome je mogudle izlaziti na kraj
bez gubitka na hloru i alkalnih soli sa teo-
retski potrebnim koli¢inama sredstava za
obaranje i dobiti rastvor, cija elektroliza
uspeva bez smetnje. Daljnja prednost ovog
postupka lezi u tome, §to usled odsutnosti
hlora u sonom rastvoru bivaju aparati za
koncentraciju i za Cisenje znatno manje
napadnuti i mogu biti izradeni iz tog raz-
loga i od manje otpornih materijala za
gradenje.

Narocite ekenomicno moze se nov
postupak izvrsiti u vezi sa nekom drugom
radnom fazom amalgam-elektrolize: hlor
lkaji proistice iz amalgamne celije, sadrii

uvek kao Sto je poznato izvesnu kolicinu
vodonika, Koji nastaje prevremenim ras-
padanjem amalgama u celiji uz odgova-
rajucu koli¢inu hipohlorita. Taj se vodo-
nik odstranjuje redovno na taj nalin, Sto
se isti pretvara sa odgovarajucom Kkoliti-
nom hlora u hlorevodoni¢nu kiselinu i ista
se odstranjuje iz hlora putem pranja. U
vezi sa prediezecim pronalaskom postupa
se celishodno na taj nacin, 8to se hlorni
gas pere sa sonim rastverom, Koji treba
koncentrisati, tako da se hlorovodonitna
kiselina neposredno iskoriséava za zakise-
lenje rastvora i za unistavanje hipohlorita.
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Patentni zahtevi:

1.) Fostupak za ponovno zasicenje
scnih rastvora sa sadrzinom. hlora, dobi-

. venih pri elektrolizi alkalnih hlorida, naz-

naCen time, Sto se soni rastyor pre ponov-
nog zasicenja i pre tome sledujuéeg od-
stranjenja ma Kkojih nedistoca, oslobada
od rastvorenoe slobednog hlora i od hi-
pohlorita.

2.) Postupak po zahtevu 1, naznacen
time, Sto se sonim rastvorima za ponis-
taj hipohlorita dodaju kiseline, celishodno
hlorovodeni¢na Kiselina.

3.) Postupak po zahtevu 1 i 2, nazna-
cen time, Sto se soni rastvori oslobadaju od
hlornog gasa izduvavanjem zagrevanjem
ili primenom vakama.

4.) Postupak po zahtevu 1-3, naznacen
time, sto se odstranjivanje hlornog gasa
putem izduvavanja, zagrevanja ili prime-
nom vakuma vrsi posle obrade sa kiseli-
nom.

5.) Postupak po zahtevu 1-3, naznacen
time, Sto se za izduvavanje upotrebljava
gas, koji se delimi¢no rastvara u elektro-
litu uz stvaranje kiseline, na pr, ugljen-
dioksid.

6.) Postupak po zahtevu 1-5, nazna-
cen time, Sto se dodaju redukciona sred-
stva, kao sumporasta kiselina ili njene soli,
sumporovodonik ili njegova jedinjenja i
draga, za odstranjivanje eventualno jo$
prisutnih ostataka hlora ili hlorata.

7.) Postupak po zahtevu 1 i 2, nazna-
¢en time, Sto rastvor, koji treba cistiti,
sluzi za pranje hlornog gasa, koji sadrzi
hlorovodonik i koji se dobiva pri elektroli-
zi, pri Cemu se zakiselenje rastvora vrsi
prijemom hlorovodonika iz hlornog gasa,
Kkeji treba prati.



